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摘要(译)

本发明提供了一种阵列基板及其制造方法和有机发光显示器，其中，所
述阵列基板包括：衬底，形成于所述衬底上的有机发光器件，设置在相
邻的有机发光器件之间的像素定义层，以及形成在所述像素定义层上的
支撑柱，所述支撑柱的纵截面为弧形面。在本发明提供的阵列基板及其
制造方法和有机发光显示器中，通过将支撑柱的纵截面设计为弧形面，
以对外界冲击力进行逐级缓冲，从而提升显示器屏体的抗冲击能力，避
免所述支撑柱出现脱落或者位置偏移现象。
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